
Helyezzünk egy tiszta wolframfelületet egy vákuumkamrába, ahol 10
−5

Pa nyomású szobah®mérséklet¶ oxigén

van. Feltételezve, hogy az összes, felületnek ütköz® molekula a felületen is marad, besüljük meg egy molekuláris réteg

képz®déséhez szükséges id®t. A molekulák d = 3 · 10
−8

átmér®j¶ gömböskéknek tekinthet®k.
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